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Exceeding expectations with an industry-leading range
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powered by

Built For You.
���Œ�����Ÿ�v�P���•���(���U�����+�}�Œ�������o�������]�}�o�}�P�]���•���š�}�����Ç���Œ���‹�µ�]�Œ���•���]�v���Œ�����•������

���µ�+���Œ���‰�Œ�}���µ���Ÿ�}�v�X�����•���Z�]���<���•���]�����]�}�‰�Œ�}�����•�•���]�•���������]�����š�������š�}��

�µ�v�o�}���l�]�v�P�����8���]���v���]���•�����v�������Œ�]�À�]�v�P�����µ�+���Œ���‰�Œ�}���µ���Ÿ�À�]�š�Ç���]�v���Ç�}�µ�Œ��

���]�}�‰�Z���Œ�u�������µ�Ÿ�����o�����}�Á�v�•�š�Œ�����u���‰�Œ�}�����•�•�]�v�P�����Œ�����X��

You can move beyond downstream bottlenecks with MOTIV™:  
�R�X�U���O�L�Q�H���R�I���L�Q�G�X�V�W�U�\���O�H�D�G�L�Q�J���L�Q�O�L�Q�H���E�X�‹�H�U���I�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q���V�\�V�W�H�P�V�� 
�D�Y�D�L�O�D�E�O�H���L�Q���V�W�D�Q�G�D�U�G���D�Q�G���F�X�V�W�R�P���F�R�Q�4�J�X�U�D�W�L�R�Q�V���W�R���J�L�Y�H���\�R�X��
�F�R�Q�4�G�H�Q�F�H���L�Q���D�F�K�L�H�Y�L�Q�J���D���F�R�Q�V�L�V�W�H�Q�W�����S�U�H�F�L�V�H���\�L�H�O�G���H�Y�H�U�\���W�L�P�H.
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Our award-winning technology continues to set  
�W�K�H���L�Q�G�X�V�W�U�\���V�W�D�Q�G�D�U�G�������V�W�D�\�L�Q�J���D�W���W�K�H���I�R�U�H�I�U�R�Q�W���� 

and always with the future in mind.

�t�Z���š�Z���Œ���Ç�}�µ�Œ���‰�Œ�}���µ���Ÿ�}�v���‰�o���v�š���]�•�������•�š���]�v�o���•�•���•�š�����o���}�Œ�����}�u�‰���Ÿ���o�������o�o�}�Ç�•��
�(�����r�����š���Z���(�����]�o�]�š�Ç���}�Œ�������•�]�v�P�o���r�µ�•�����‰���Œ�(�µ�•�]�}�v���(�����]�o�]�š�Ç�U���Ç�}�µ�Œ�����}�Á�v�•�š�Œ�����u��
�‰�Œ�}�����•�•���•�������u���v�����o���Œ�P�����À�}�o�µ�u���•���}�(�����]�o�µ�š�������v�����}�L���v�����}�u�‰�o���Æ�����µ�+���Œ�•�X�� 
�d�Z�}�µ�•���v���•���}�(���o�]�š���Œ�•�������v���������Œ���‹�µ�]�Œ�������(�}�Œ���‰�Œ�}�š���]�v�������‰�š�µ�Œ���U���‰�}�o�]�•�Z�]�v�P�U��
���}�v�����v�š�Œ���Ÿ�}�v�����v�����À�]�Œ�µ�•���Œ���u�}�À���o�U���Á�]�š�Z���À���Œ�Ç���•�‰�����]�.�������}�u�‰�}�•�]�Ÿ�}�v�•��
�Œ���‹�µ�]�Œ���������š���������Z���•�š���‰�X

�D�K�d�/�s�¡���/�v�o�]�v�������µ�+���Œ���&�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v���^�Ç�•�š���u�•�����Œ�����š�Œ�µ�•�š�������(�}�Œ 
���}�•�š�r���+�����Ÿ�À�����i�µ�•�š�r�]�v�r�Ÿ�u�����‰�Œ���‰���Œ���Ÿ�}�v���}�(���u�]�o�o�]�}�v�•���}�(���o�]�š���Œ�•���}�( 
���]�o�µ�š�������v�����‰�,�r���}�v���]�Ÿ�}�v���������µ�+���Œ�•���(�Œ�}�u���µ�‰���š�}���î�ì�y���•�š�}���l�� 
���}�v�����v�š�Œ���š���•���]�v�����'�D�W���‰�Œ�}���µ���Ÿ�}�v���(�����]�o�]�Ÿ���•�����Œ�}�µ�v�����š�Z�����Á�}�Œ�o���X��

���µ�]�o�š���µ�‰�}�v���}�µ�Œ���‰���š���v�š�������W�Œ�}�r�z�]���o���¡���]�v�o�]�v�����Œ�����]�Œ���µ�o���Ÿ�}�v�����o���v�����Œ��
�š�����Z�v�}�o�}�P�Ç�U���}�µ�Œ���(���u�]�o�Ç���}�(���ï�r�‰�µ�u�‰�U���ñ�r�‰�µ�u�‰�����v�������µ�•�š�}�u 
�]�v�o�]�v�������µ�+���Œ���(�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v���•�Ç�•�š���u�•�������v���u�����š�����o�u�}�•�š�����v�Ç���•�‰�������U 
���}�•�š���}�Œ���‰���Œ�(�}�Œ�u���v�������v�������X��

Accurate and Reproducible  
�%�X�•�H�U���)�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q
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Pro-Yield™ Recirculation  
Blender Technology
�K�µ�Œ���‰���š���v�š���������Ç�v���u�]�����Œ�����]�Œ���µ�o���Ÿ�}�v�����o���v�����Œ�����µ�]�o�š���]�v�š�}�����À���Œ�Ç���•�š���]�v�o���•�•�r�•�š�����o���D�K�d�/�s�¡�����Œ���u���Ÿ�����o�o�Ç���]�u�‰�Œ�}�À���•��
�š�Z�������µ�+���Œ���Œ���•�‰�}�v�•�����Œ���š���U�����o�o�}�Á�]�v�P�����o�o���•�Ç�•�š���u�•���š�}���Œ�������Z���š�Z���]�Œ���š���Œ�P���š���•���š�‰�}�]�v�š�•���Á�]�š�Z�]�v���•�����}�v���•�X

���}�v�•�]�����Œ���Ÿ�}�v �D���v�µ���o�������š���Z�����}�u�‰�}�µ�v���]�v�P MOTIV™

���µ�+���Œ���‰�Œ���‰���(�}�}�š�‰�Œ�]�v�š Large Small (less than half)

�D�}�������}�(���}�‰���Œ���Ÿ�}�v Labor-intensive Automated

�W�Œ�}���µ���Ÿ�}�v���•�Á�]�š���Z�}�À���Œ���Ÿ�u�����(�Œ�}�u�� 
���µ�+���Œ�������š�}�����µ�+���Œ����

Hours Minutes

�&�]�v���o�����}�v���µ���Ÿ�À�]�š�Ç�����v�����‰�,���������µ�Œ�����Ç�����v����
�‰�Œ�����]�•�]�}�v

�Z���o���Ÿ�À���o�Ç���o�}�Á High

���µ�+���Œ���‰�Œ���‰���Œ���Ÿ�}�v���Ÿ�u�� Produced and released in hours Produced and released in seconds

�Z���P�µ�o���š�}�Œ�Ç�����������‰�š���v���� �h�•�������]�v�����'�D�W���u���v�µ�(�����š�µ�Œ�]�v�P���(�����]�o�]�Ÿ���• �h�•�������]�v�����'�D�W���u���v�µ�(�����š�µ�Œ�]�v�P���(�����]�o�]�Ÿ���•

�Z���‰�Œ�}���µ���]���o�������]�o�µ�Ÿ�}�v�����v�������}�v���]�Ÿ�}�v�]�v�PNo Yes  

�^�µ�]�š�����o�����(�}�Œ�����}�v�Ÿ�v�µ�}�µ�•���‰�Œ�}�����•�•���•No Yes  

�^�µ�]�š�����o�����(�}�Œ�������š���Z���‰�Œ�}�����•�•���•Yes Yes  

���v���]�o�o���Œ�Ç�����‹�µ�]�‰�u���v�š���Œ���‹�µ�]�Œ����
Requires large capital investment of 
stainless steel tanks

�����v���������µ�•�������Á�]�š�Z���•�]�v�P�o���r�µ�•���������P�•

�/�u�‰�����š���}�v���]�u�‰�Œ�}�À�������‰�Œ�}�š���]�v���Œ�����}�À���Œ�Ç�>�}�Á High

�)�H�D�W�X�U�H�V��

 » ���,�]�P�Z�o�Ç�����(�(�]���]���v�š���u�]�Æ�]�v�P���Œ���P���Œ���o���•�•���}�(���(�o�}�Á���Œ���š����
�}�Œ���À�]�•���}�•�]�š�Ç

 » �/�v���Œ�����•���•���‰�,�������i�µ�•�š�u���v�š���‰�Œ�����]�•�]�}�v

 » ���^�]�v�P�o�����‰���•�•���u�]�Æ�]�v�P���t���(���•�š���Œ���š�}���•���š�‰�}�]�v�š�U��
�•�u���o�o���Œ���Á���•�Z�}�µ�š���À�}�o�µ�u���•

�%�X�•�H�U���S�U�H�S�D�U�D�W�L�R�Q���F�R�P�S�D�U�L�V�R�Q
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�6�W�U�D�L�J�K�W���)�R�U�Z�D�U�G���%�X�•�H�U���)�R�U�P�X�O�D�W�L�R�Q
�K�µ�Œ���ï�r�‰�µ�u�‰���]�v�o�]�v�������µ�+���Œ���(�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v���•�Ç�•�š���u�•���‰�Œ�}�À�]���������]�o�µ�š�������v�������}�v���]�Ÿ�}�v���������µ�+���Œ�•�����}�v�•�š�Œ�µ���š�������(�Œ�}�u���µ�‰���š�}��
�š�Z�Œ�������•�š�Œ�����u�•�X���K�v�����o���Œ�P���Œ���‰�µ�u�‰���]�•���µ�•�������š�}�������o�]�À���Œ���š�Z�������]�o�µ���v�š�U���š�Ç�‰�]�����o�o�Ç���t�&�/���}�Œ���‰�µ�Œ�]�.�������Á���š���Œ�U���]�v�š�}���š�Z�����•�Ç�•�š���u�X��
���v�����š�Á�}���•�u���o�o���Œ���‰�µ�u�‰�•�������v�������o�]�À���Œ�����µ�+���Œ�����}�v�����v�š�Œ���š�������v�������v�������]�����}�Œ�������•�����u�}���]�.���Œ�U���Œ���•�‰�����Ÿ�À���o�Ç�X�� 
�d�Z�������µ�]�o�š�r�]�v�����µ�š�}�u���Ÿ�}�v���•�}�L�Á���Œ�����t���K�����>�K�d�¡���^�Ç�•�š���u�����}�v�š�Œ�}�o���t�������v���v�����Œ�r���+�}�Œ�š�o���•�•�o�Ç���Œ���P�µ�o���š�����š�Z�������o���v�����š�}�����Æ�����š��
�•�‰�����]�.�����Ÿ�}�v�•���µ�•�]�v�P�����}�v���µ���Ÿ�À�]�š�Ç�����v�����‰�,���(�������������l�����}�v�š�Œ�}�o�U���}�Œ�����o�š���Œ�v���Ÿ�À���o�Ç���u���•�•���G�}�Á�����}�v�š�Œ�}�o�X

MOTIV 310 MOTIV 312 MOTIV 325 MOTIV 350
60 – 1000 L/h 120— 1200 L/h Up to 2500 L/h 500 – 5000 L/h

Mobile console format Space-saving skid format Space-saving skid format Space-saving skid format

Clinical scale manufacturing Large scale manufacturing Large scale manufacturing Large-scale manufacturing

�h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�}�v �h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�}�v �h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�} �h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�}�v

770mm x 1500mm x 1610mm 770mm x 1500mm x 1610mm 1370mm x 762mm x 1854mm 1990mm x 1220mm x 1880mm

�E�}�š���W�����]�u���v�•�]�}�v�•�����Œ�������‰�‰�Œ�}�Æ�]�u���š���X�����µ�•�š�}�u�]�Ì�������•�Ç�•�š���u�•���(�}�Œ���µ�v�]�‹�µ�������‰�‰�o�]�����Ÿ�}�v�•�����Œ�������o�•�}�����À���]�o�����o���X

F1F2

F3

C pH

To  
�F�R�O�X�P�Q

P1

P2

P3

Water for injection ���:�)�–��

�S�+���P�R�G�L�4�H�U���R�U 
���F�R�Q�M�X�J�D�W�H���E�D�V�H

�%�X�•�H�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�H�� 
or conjugate acid

F
lo

w
 r

at
e

Process runtime

Sensors:  F = Flow rate  C = Conductivity pH �$�F�K�L�H�Y�H���F�R�Q�V�W�D�Q�W�����F�R�Q�W�U�R�O�O�H�G���5�R�Z���U�D�W�H�V 
from all incoming process streams

+/- 0.1 mS/cm or better

+/- 0.1 pH or better
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�0�D�N�L�Q�J���W�K�H���&�R�P�S�O�H�[���6�L�P�S�O�H
�K�µ�Œ���ñ�r�‰�µ�u�‰���]�v�o�]�v�������µ�+���Œ���(�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v���•�Ç�•�š���u�•�������v���‰�Œ�}���µ�������u�}�Œ�������}�u�‰�o���Æ�����µ�+���Œ�•�����}�v�•�š�Œ�µ���š�������(�Œ�}�u���µ�‰���š�}���.�À����
�•�š�Œ�����u�•�X���K�µ�Œ���•�Ç�•�š���u�•���‰�Œ�}�À�]�������š�Z�����µ�o�Ÿ�u���š�����G���Æ�]���]�o�]�š�Ç���š�}���P���v���Œ���š�����u�]�Æ�š�µ�Œ���•���µ�•�]�v�P���������}�u���]�v���Ÿ�}�v���}�(�����}�v���µ���Ÿ�À�]�š�Ç�U��
�‰�,�����v�����u���•�•���G�}�Á�����}�v�š�Œ�}�o�X�����•���Á�]�š�Z�����o�o���}�(���}�µ�Œ���]�v�o�]�v�������µ�+���Œ���•�Ç�•�š���u�•�U���K�����>�K�d�¡���^�Ç�•�š���u�����}�v�š�Œ�}�o���Á�]�o�o�����µ�š�}�u���š�����š�Z����
�‰�Œ�}�����•�•���š�}�����v�•�µ�Œ�����������µ�Œ�����Ç�����v�����Œ���‰�����š�����]�o�]�š�Ç�X

MOTIV 510 MOTIV 512 MOTIV 525MOTIV 550
60 — 1000 L/h 120— 1200 L/h Up to 2500 L/h 500 – 5000 L/h

Mobile console format Space-saving skid format Space-saving skid format Space-saving skid format

Clinical scale manufacturing Large scale manufacturing Large scale manufacturing Large scale manufacturing

�h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�}�v �h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�}�v �h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�}�v �h�‰���š�}���î�ì�Æ�����]�o�µ�Ÿ�}�v

1530mm x 1070mm x 1830mm 1530mm x 1070mm x 1830mm 1800mm x 762mm x 1854mmCustom

�E�}�š���W�����]�u���v�•�]�}�v�•�����Œ�������‰�‰�Œ�}�Æ�]�u���š���X�����µ�•�š�}�u�]�Ì�������•�Ç�•�š���u�•���(�}�Œ���µ�v�]�‹�µ�������‰�‰�o�]�����Ÿ�}�v�•�����Œ�������o�•�}�����À���]�o�����o���X

Sensors:  F = Flow rate  C = Conductivity pH

F1F3

F4

F2

F5

C pH

To  
�F�R�O�X�P�Q

P3

Water for injection ���:�)�–��

Salt

Acid

�%�D�V�H

�%�X�•�H�U���F�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�H

Conductivity and pH control / Flow control

+/- 0.1 mS/cm or better

+/- 0.1 pH or better

P2

P1

P4

P5
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�6�F�D�O�D�E�O�H���3�H�U�I�R�U�P�D�Q�F�H
�D�K�d�/�s�¡���Z���•���������v���‰�Œ�}�À���v�����š���G�}�Á���Œ���š���•���µ�‰���š�}���í�ñ�U�ì�ì�ì���>�l�Z�U�������u�}�v�•�š�Œ���Ÿ�v�P�����Œ�}�����������‰�����]�š�Ç���Œ���v�P�������v�����š�Z����
�����]�o�]�š�Ç���š�}���Œ�����}�À���Œ���‹�µ�]���l�o�Ç���(�Œ�}�u���‰�Œ�}�����•�•�����]�•�Œ�µ�‰�Ÿ�}�v�X
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Upper Flow Rate Limit (251 L/min)

Lower Flow Rate Limit (249 L/min) Flow Rate Process Value

Flow Rate Set Point
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Upper Conductivity Limit  
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Pause Interval  
18.2 – 19.0 min.

Recovery Time to  
In-Spec Process  

1.2 min Total  
(19.0 – 20.2 min) Upper Flow Rate Limit 

(251 L/min)

Lower Flow Rate Limit 
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Figure 1. �D�K�d�/�s���Z�}�o���]�v�P���š�Z�������}�v���µ���Ÿ�À�]�š�Ç���•���š���‰�}�]�v�š���}�(���•���o�]�v�����•�}�o�µ�Ÿ�}�v���š�}���Á�]�š�Z�]�v���F�ì�X�í���u�^�l���u�����š��
�����š�}�š���o���G�}�Á���Œ���š�����}�(���í�ñ�U�ì�ì�ì���>�l�Z�X�����š���í�ô���u�]�v�µ�š���•�U�������ð�ñ�r�•�����}�v�����Z�}�o�����]�v�š���Œ�À���o���Á���•���]�u�‰�o���u���v�š�������š�}��
�•�]�u�µ�o���š���������‰�Œ�}�����•�•�����]�•�Œ�µ�‰�Ÿ�}�v�����v�����š�Z�����•�Ç�•�š���u���‰�µ�u�‰�•���Á���Œ�����•�š�}�‰�‰�����X�����L���Œ���Œ���•�µ�u�]�v�P���}�‰���Œ���Ÿ�}�v�U��
�š�Z�����•�Ç�•�š���u�������u�����������l���š�}���š�Z�����š���Œ�P���š���•���š���‰�}�]�v�š���Á�]�š�Z�]�v�����‰�‰�Œ�}�Æ�]�u���š���o�Ç���}�v�����u�]�v�µ�š���X

Figure 2.�����Æ�‰���v���������À�]���Á���}�(���š�Z�����‰���µ�•�����]�v�š���Œ�À���o�����v�����Œ�����}�À���Œ�Ç���Œ���P�]�}�v���}�(���&�]�P�µ�Œ�����í�U��
�Z�]�P�Z�o�]�P�Z�Ÿ�v�P���š�Z�����Œ���‰�]�����Œ�����}�À���Œ�Ç���(�Œ�}�u���‰�Œ�}�����•�•�����]�•�Œ�µ�‰�Ÿ�}�v�X��

�0�L�Q�L�P�D�O���5�H�F�R�Y�H�U�\���7�L�P�H
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�+�L�J�K���9�L�V�F�R�V�L�W�\���%�X�•�H�U�V

�–�Q�G�X�V�W�U�\���/�H�D�G�L�Q�J���%�X�•�H�U���&�D�S�D�E�L�O�L�W�L�H�V
�D�K�d�/�s�¡���•�Ç�•�š���u�•���Z���À�����������v���µ�•�������š�}���‰�Œ�}���µ�������š�Z�����Á�]�����•�š���Œ���v�P�����}�(�����µ�+���Œ�•���}�(�����v�Ç�����}�u�‰���Œ�����o�� 
�•�Ç�•�š���u���}�v���š�Z�����u���Œ�l���š�X
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Flow-Based Dilution Glycerol 5% at 1000 L/h

Pump 2 Glycerol

Pump 1 Water

�D�K�d�/�s�¡�������v�����o�•�}���Z���v���o�����Z�]�P�Z���À�]�•���}�•�]�š�Ç���G�µ�]���•�U���•�µ���Z�����•���P�o�Ç�����Œ�}�o�X���/�v���u�]�v�µ�š���•�U�������î�ì�y�����]�o�µ�Ÿ�}�v���}�(���í�ì�ì�9���P�o�Ç�����Œ�}�o��
�Á���•���•�µ�������•�•�(�µ�o�o�Ç���‰���Œ�(�}�Œ�u���������š���Œ�}�}�u���š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����}�v���� MOTIV 310���µ�v�����Œ�����}�š�Z���o�}�Á���G�}�Á���~�í�ô�ì���>�l�Z�•�����v����
�Z�]�P�Z���G�}�Á���~�í�ì�ì�ì���>�l�Z�•�����}�v���]�Ÿ�}�v�•�X

�ñ�9���'�o�Ç�����Œ�}�o���W�Œ���‰���Œ�������(�Œ�}�u���í�ì�ì�9���'�o�Ç�����Œ�}�o���^�š�}���l���Á�]�š�Z���/�v�o�]�v�������µ�+���Œ���&�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v

Figure 3.���í�ì�ì�9���P�o�Ç�����Œ�}�o�����š���Œ�}�}�u���š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����Á���•���•�µ�������•�•�(�µ�o�o�Ç�����]�o�µ�š���������Ç���î�ì�y�����š���í�ô�ì�����v�����í�ì�ì�ì���>�l�Z�X

Compound Molecular Formula Molar Mass �^�}�o�µ���]�o�]�š�Ç���]�v���t���š���Œ��

Trisodium citrate Na3C6H5O7

�î�ñ�ô�X�ì�ò���P�l�u�}�o���~���v�Z�Ç���Œ�}�µ�•�•�U�� 
�î�õ�ð�X�í�ì���P�l�u�}�o���~���]�Z�Ç���Œ���š���•

�W���v�š���Z�Ç���Œ���š�����(�}�Œ�u�W���õ�î���P�l�í�ì�ì���P���,2O (25 °C)

Pentetic acid (DTPA) C14H23N3O10 393.35 g mol�>�í �D�ì�X�ñ���P�l�í�ì�ì���u�>�����š���î�ñ���£���U���í�ì�ì���l�W��

Tris C4H11NO3 121.14 g mol�>�í �D�ñ�ì���P�l�í�ì�ì���u�>�����š���î�ñ���£���U���í�ì�ì���l�W��

Sodium chloride NaCl 58.44 g mol�>�í �ï�ñ�õ���P�l�>�����š���î�ñ���£���U���í�ì�ì���l�W��

Trehalose C12H22O11���~���v�Z�Ç���Œ�]�����• �ï�ð�î�X�ï�ì���P�l�u�}�o���~���v�Z�Ç���Œ�}�µ�•�•68.9 g per 100 g (20 °C)

Monosodium phosphate NaH2PO4 �í�í�õ�X�õ�ô���P�l�u�}�o���~���v�Z�Ç���Œ�}�µ�•�•59.9 g/100 mL (0 °C)

Disodium phosphate Na2HPO4

�í�ð�í�X�õ�ò���P�l�u�}�o���~���v�Z�Ç���Œ�}�µ�•�•7.7 g/100 mL (20 °C)

�î�ò�ô�X�ì�ó���P�l�u�}�o���~�Z���‰�š���Z�Ç���Œ���š���• �í�í�X�ô���P�l�í�ì�ì���u�>���~�î�ñ���£���U���Z���‰�š���Z�Ç���Œ���š���•

Trisodium phosphate Na3O4P 163.94 g mol�>�í���~���v�Z�Ç���Œ�}�µ�•�•14.5 g/100 mL (25 °C)

Histidine C6H9N3O2 155.15 g mol�>�í �ð�X�í�õ���P�l�í�ì�ì���P�����š���î�ñ���£���U���í�ì�ì���l�W��

Sorbitol C6H14O6 182.17 g mol�>�í �î�ï�ñ�ì���P�l�>�����š���î�ñ���£���U���í�ì�ì���l�W��

Mannitol C6H14O6 182.17 g mol�>�í �î�í�ò���P�l�>�����š���î�ñ���£���U���í�ì�ì���l�W��

Sucrose C12H22O11 342.30 g/mol 2000 g/L (25 °C)
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�&�R�Q�W�L�Q�X�R�X�V 
�E�X�•�H�U���I�H�H�G

���}�v�Ÿ�v�µ�}�µ�• 
�‰���Œ�(�µ�•�]�}�v�������o�o 

���µ�o�š�µ�Œ��
���o���Œ�]�.�����Ÿ�}�v

���}�v�Ÿ�v�µ�}�µ�• 
�����‰�š�µ�Œ�� 

���Z�Œ�}�u���š�}�P�Œ���‰�Z�Ç

���}�v�Ÿ�v�µ�}�µ�• 
�‰�}�o�]�•�Z�]�v�P 

���Z�Œ�}�u���š�}�P�Œ���‰�Z�Ç

Continuous Processing

Specialized

 » ���������Z���•�Ç�•�š���u���]�•�����µ�]�o�š���š�}���u���v���P�����Ç�}�µ�Œ�����Œ�]�š�]�����o���‰�Œ�}�����•�•�����}�v���]�š�]�}�v�•��

 » ���^���š�š�]�v�P�•�U���Z���o�‰���Œ���š���Æ�š�����v�����l���Ç���‰�Œ�}�����•�•���‰���Œ���u���š���Œ�•�������v�����o�o��������
���µ�•�š�}�u�]�Ì�������š�}�����Œ�����š���������µ�v�]�‹�µ�����µ�•���Œ�����Æ�‰���Œ�]���v������

 » �����•�]�P�v�������š�}���������•�]�u�‰�o�������v�����•�š�Œ���]�P�Z�š�(�}�Œ�Á���Œ��
 
�6�H�D�P�O�H�V�V���–�Q�W�H�J�U�D�W�L�R�Q��

 » ���K�W���r�h���r�Œ�������Ç�����Œ���Z�]�š�����š�µ�Œ�����‰�o�µ�P�•���]�v�š�}���Ç�}�µ�Œ�����Æ�]�•�š�]�v�P�������^�U���K�W����
�^���Œ�À���Œ���}�Œ���,�]�•�š�}�Œ�]���v���(�}�Œ�������š���Z���u�}�v�]�š�}�Œ�]�v�P�����v�������}�v�š�Œ�}�o��

 » �����Œ�}�Á�•���Œ�r�����•�������š�}�����o�o�}�Á���Œ���u�}�š�����u���š�Z�}�������}�v�(�]�P�µ�Œ���š�]�}�v 
���v�����Œ���À�]���Á���}�(�������š���Z���•�U�����À���v���Á�Z�]�o�����š�Z�����•�Ç�•�š���u���]�•���]�v���µ�•�� 
 
�)�O�H�[�L�E�O�H���<�H�W���5�H�S�H�D�W�D�E�O�H��
 » ���Z�����]�‰�������}�v�(�]�P�µ�Œ���š�]�}�v�U���Œ���‰�}�Œ�š���š���u�‰�o���š���•�����v�����š�Œ���v�� 
���]�•�‰�o���Ç�����o�o�}�Á�•���•�Ç�•�š���u���}�‰���Œ���š�]�}�v��

 » �������(���µ�o�š���‰���Œ���u���š���Œ�•�U���(���À�}�Œ�]�š�����•�š���‰�•�U�����Z���Œ�š���‰�Œ���•���š�•�����v�����Œ���‰�}�Œ�š��
�š���u�‰�o���š���•�����o�o�}�Á���(�}�Œ�������•�Ç���Œ���‰�����š���µ�•����

 » ���W�}�]�v�š�r�}�(�r�µ�•�����•�����o���r�µ�‰�l�•�����o���r���}�Á�v���š�Z�Œ�}�µ�P�Z�� 
���}�v�š�Œ�}�o���W���Œ���u���š���Œ���(�µ�v���š�]�}�v���o�]�š�Ç

�W�Œ�}�����•�•�����}�v�š�Œ�}�o���•���Œ�����v���•�Z�}�Á�•�������Ÿ�À�����š�Á�}�r�]�v�o���š�����]�o�µ�Ÿ�}�v��
�~�G�}�Á�����o���v���•���Á�]�š�Z���š���u�‰���Œ���š�µ�Œ�������}�v�š�Œ�}�o�����v�����]�v�o�]�v�����.�o�š���Œ

�3�D�L�Q�O�H�V�V���3�U�H�F�L�V�L�R�Q�������$�X�W�R�P�D�W�L�F�D�O�O�\
�������Z���D�K�d�/�s�¡���]�•���}�µ�ž�]�©�������Á�]�š�Z���š�Z�����o���š���•�š���]�v���•�Ç�•�š���u�����}�v�š�Œ�}�o���•�}�L�Á���Œ�����t���K�����>�K�d�¡���t�����Œ�]�v�P�]�v�P���]�v�š�µ�]�Ÿ�À�� 
���}�v�.�P�µ�Œ���Ÿ�}�v���š�}�����o�o���]�v�o�]�v�������µ�+���Œ���(�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v���‰�Œ�}�����•�•���•�š���‰�•�X���/�v�������µ�v�]�À���Œ�•���o�o�Ç�����}�u�‰���Ÿ���o�����(�}�Œ�u���š�U�� 
�K�����>�K�d�������v���]�v�š���P�Œ���š�������v���l�}�Œ���]�v�š���Œ�(���������Á�]�š�Z���Ç�}�µ�Œ���‰�o���v�š�r�Á�]���������}�v�š�Œ�}�o���•�Ç�•�š���u�U�����o�o�}�Á�]�v�P���(�}�Œ���(���Œ�r�Œ�������Z�]�v�P 
�����š�������}�o�o�����Ÿ�}�v�����v�������v���o�Ç�•�]�•�X

Figure 4.�����Œ�����š�����•�µ���Œ�}�µ�Ÿ�v���•��
and stack recipe segments to 
�‰�Œ�}���µ�������u�µ�o�Ÿ�‰�o�����‰�Œ�}�����•�•�����µ�+���Œ�•��
�µ�v���©���v�����������v�����•���‹�µ���v�Ÿ���o�o�Ç�U��
�i�µ�•�š�r�]�v�r�Ÿ�u�����š�}���(�����������}�v�Ÿ�v�µ�}�µ�•��
���Z�Œ�}�u���š�}�P�Œ���‰�Z�Ç���•�Ç�•�š���u�•�X��

�t�Z�]�o�����D�K�d�/�s���•�Ç�•�š���u�•���Z���À���U���(�}�Œ���š�Z�����u�}�•�š��
�‰���Œ�š�U���������v���]�u�‰�o���u���v�š�������š�}���•�µ�‰�‰�}�Œ�š�������š���Z��
�‰�Œ�}�����•�•�]�v�P�U���š�Z���Ç�������v�����o�•�}���������]�v�š���P�Œ���š�������š�}��
�•�µ�•�š���]�v�����}�v�Ÿ�v�µ�}�µ�•�����µ�+���Œ���•�µ�‰�‰�o�Ç�X

�����š���Z���]�v�]�Ÿ���Ÿ�}�v���•�Z�}�Á�•���š�Z�����u���š�Z�}�����‰�]���l���Œ�����v����
�‰�Œ���À�]���Á���}�(���}�v���r�•�š���‰���u���š�Z�}��

powered by
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�$�O�O���������D�Q�G�������S�X�P�S���V�\�V�W�H�P�V���D�U�H���D�Y�D�L�O�D�E�O�H���Z�L�W�K���W�K�H���I�R�O�O�R�Z�L�Q�J���R�S�W�L�R�Q�V����

�&�R�Q�4�J�X�U�D�E�O�H���2�S�W�L�R�Q�V

 » �������]�š�]�}�v���o���(�o�}�Á�������o�o���(�}�Œ���‰�,�����v�������}�v���µ���š�]�À�]�š�Ç

 » �d���u�‰���Œ���š�µ�Œ�������}�v�š�Œ�}�o���~�Z�����š�����Æ���Z���v�P���Œ�•

 » �ì�X�î���R�u���•�š���Œ�]�o�]�Ì�]�v�P���P�Œ���������}�µ�š�o���š���(�]�o�š���Œ���Z�}�µ�•�]�v�P

 » �&�]�o�o�����o���������P���Á���]�P�Z���•�Ç�•�š���u

F1 P1C1 C2pH1 pH2

T1 T2

T3F2

F3

P1

P2

P3

�–�Q�O�H�W����

�2�X�W�O�H�W����

�2�X�W�O�H�W����

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�:�)�–

���&�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�H�V��

���S�+���P�R�G�L�4�H�U��

Recirculation 
blender

Heat 
exchanger
(optional)

�2�X�W�O�H�W���4�O�W�H�U��
housing

(optional)

�%�D�F�N�S�U�H�V�V�X�U�H��
�Y�D�O�Y�H

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

–––  Optional 

Sensors:  F = Flow rate  C = Conductivity pH 

 T = Temperature  P = Pressure

F1 P1C1 C2pH1 pH2

T1 T2

T3F3
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F5
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�–�Q�O�H�W����

�2�X�W�O�H�W����

�2�X�W�O�H�W����

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�2�X�W�O�H�W���������R�S�W�L�R�Q�D�O��

�:�)�–

���6�D�O�W��

���&�R�Q�F�H�Q�W�U�D�W�H�V��

���$�F�L�G��

���%�D�V�H��

Recirculation 
blender

Heat 
exchanger
(optional)

�2�X�W�O�H�W���4�O�W�H�U��
housing 

(optional)

�%�D�F�N�S�U�H�V�V�X�U�H��
�Y�D�O�Y�H

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W����

�–�Q�O�H�W������

�–�Q�O�H�W������

�–�Q�O�H�W������

�–�Q�O�H�W������

–––  Optional 

Sensors:  F = Flow rate  C = Conductivity pH 

 T = Temperature  P = Pressure

�6�W�D�Q�G�D�U�G�L�]�H�G���G�H�V�L�J�Q���Z�L�W�K���R�S�W�L�R�Q�V���I�R�U���5�H�[�L�E�L�O�L�W�\

Figure 5.���&�o�}�Á���•���Z���u���Ÿ���•

�����Z�]���À�����(���•�š���‰�,�������i�µ�•�š�u���v�š���Á�]�š�Z���}�µ�Œ�� 
�Œ�����]�Œ���µ�o���Ÿ�}�v�����o���v�����Œ���š�����Z�v�}�o�}�P�Ç�U 
�Œ�����µ���]�v�P�����}�v�����v�š�Œ���š�������v�����t�&�/���Á���•�š���X
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���µ�+���Œ���/�v�v�}�À���Ÿ�}�v���/�v�������^�]�v�P�o���r�h�•�����W�����l���P��
�d�Z�����•�]�v�P�o���r�µ�•�������Æ�š���v�•�]�}�v���}�(���}�µ�Œ�����Á���Œ���r�Á�]�v�v�]�v�P���o�]�v�����}�(���D�K�d�/�s���]�v�o�]�v�������µ�+���Œ���(�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v���•�Ç�•�š���u�•���]�•��
���µ�]�o�š���š�}���‰�Œ�}���µ���������}�u�‰�o���Æ�����µ�+���Œ�•���}�v�r�����u���v�������+�����Ÿ�À���o�Ç�����v�������8���]���v�š�o�Ç���t�����o�o���(�Œ�}�u���}�v�����‰�µ�u�‰���Z�������U��
���v�����Á�]�š�Z�}�µ�š���š�Z�����v���������(�}�Œ�����/�W�l�^�/�W���‰�Œ�}�������µ�Œ���•�������š�Á�����v�������š���Z���•�X���d�Z�����]�v�v�}�À���Ÿ�À���������•�]�P�v���u�}���µ�o���š���•���G�}�Á��
�š�Z�Œ�}�µ�P�Z�����}�v�š�Œ�}�o���À���o�À���•���Á�Z�]�o�����•�]�u�µ�o�š���v���}�µ�•�o�Ç���]�v�š���P�Œ���Ÿ�v�P�����µ�+���Œ���•�}�o�µ�Ÿ�}�v�•�U���‰�Œ�}�À�]���]�v�P���‰�Œ�}�‰�}�Œ�Ÿ�}�v���o���G�}�Á��
���}�v�š�Œ�}�o�U�����v�����u�]�Æ�]�v�P�X�����•���Á�]�š�Z�����o�o���}�µ�Œ���D�K�d�/�s���•�Ç�•�š���u�•�U���K�����>�K�d���^�Ç�•�š���u�����}�v�š�Œ�}�o�����v�•�µ�Œ���•���‰�Œ�����]�•�������o���v���•��
���À���Œ�Ç���Ÿ�u���U�����}�v�š�Œ�}�o�o���������Ç���‰�,�����v�������}�v���µ���Ÿ�À�]�š�Ç���(�������������l���}�Œ���G�}�Á�X

Note: Dimensions are approximate.
���µ�•�š�}�u�]�Ì�������•�Ç�•�š���u�•���(�}�Œ���µ�v�]�‹�µ�������‰�‰�o�]�����Ÿ�}�v�•�����Œ�������o�•�}�����À���]�o�����o���X

MOTIV SU
�ï�ì�ì - �í�î00 L/h

Mobile console format

Clinical scale manufacturing

�h�‰���š�}���ñ�ì�y�����]�o�µ�š�]�}�v

�ñ�ô�X�î�î�_���>���Æ���ï�î�_���t���Æ���ò�ï�X�î�ó�_���,

REQUEST A QUOTE >

https://fluidmgmt.ak-bio.com/contact-sales/
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�t���š���Œ���(�}�Œ���/�v�i�����Ÿ�}�v���~�t�&�/�•

�^���v�•�}�Œ�•�W���& = �&�o�}�Á���Z���š��C = ���}�v���µ���Ÿ�À�]�š�Ç

�=�l�r���ì�X�ñ���u�^�l���u���}�Œ�������©���Œ

�����Z�]���À�������}�v�•�š���v�š�U�����}�v�š�Œ�}�o�o�������G�}�Á���Œ���š���•
�(�Œ�}�u�����o�o���]�v���}�u�]�v�P���‰�Œ�}�����•�•���•�š�Œ�����u�•

�=�l�r���ì�X�î���‰�,���}�Œ�������©���Œ

�‰�,

Outlet 6

Outlet 5

Outlet 4

Outlet 3

Outlet 2

Outlet 1

pH Tempering

���µ�+���Œ�����}�v�����v�š�Œ���š��

���µ�+���Œ�����}�v�����v�š�Œ���š��

���µ�+���Œ�����}�v�����v�š�Œ���š��

�W�Œ�}�����•�•���Z�µ�v�Ÿ�u��

�&
�o

�}
�Á

���
Z

���
š�

�

Contact Us
���•���Z�]���<���•���]�����]�}�‰�Œ�}�����•�•�����u���Œ�]�����U���/�v���X 
�d�����Z�v�]�����o�����o�]���v�š���^���Œ�À�]�����• 
�=�í���ô�ï�ï�s�,�>�W�s���<�������ˆ�ð�ñ�ó�s�î�ñ�î�î�‰
�d���^�X�•�µ�‰�‰�}�Œ�š�›���l�r���]�}�X���}�u
�Á�Á�Á�X���l�r���]�}�X���}�u

�&

�&

�&

�&

C �‰�,

�&
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�2�X�U���$�Q�V�Z�H�U���W�R���W�K�H���1�R�Q���6�W�D�Q�G�D�U�G
�/�(���}�µ�Œ���•�š���v�����Œ�����ï�r�����v�����ñ�r�‰�µ�u�‰�������•�]�P�v�•�����}�v�[�š���‹�µ�]�š�����.�š���Ç�}�µ�Œ��
�µ�v�]�‹�µ�����•�]�š�µ���Ÿ�}�v�U���Á���������v�����µ�]�o�����Ç�}�µ�������•�Ç�•�š���u���š�Z���š���Á�]�o�o�����}��
���Æ�����š�o�Ç���Á�Z���š���Ç�}�µ���v�������W

» ���µ�•�š�}�u���(�o�}�Á���Œ���š�����Œ���v�P���•

» ���^�‰�����]�(�]�����u���š���Œ�]���o�•���}�(�����}�v�•�š�Œ�µ���š�]�}�v
�(�}�Œ�����}�Œ�Œ�}�•�]�}�v���Œ���•�]�•�š���v�������~���X�P�X�U�����>�ò�y�E�•

» ���������]�š�]�}�v���o���‰�µ�u�‰�•���~�E�ñ���‰�µ�u�‰���•�Ç�•�š���u�•�•

» ���������]�š�]�}�v���o���]�v�o�]�v�����u�}�v�]�š�}�Œ�• AKB engineering experts can 
design innovative solutions

truly built for you

powered by
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India and Southeast Asia

�D�µ�u�����]�U���/�v���]��
�d���o�W���=�õ�í�r�î�î�r�ò�ó�í�ì�r�ï�õ�ò�î
�&���Æ�W���=�õ�í�r�î�î�r�ò�ó�í�ì�r�ï�õ�ó�õ

���u���]�o�W���]�v�(�}�X�i�‰�›���l�r���]�}�X���}�u

East Asia and Oceania

�'�o���v�À�]���Á�U���/�>�U���h�^��
�d���o�W���=�í�r�ô�ï�ï�r�ð�ñ�ó�r�î�ñ�î�î��
�&���Æ�W���=�í�r�ô�ð�ó�r�ñ�ñ�ò�r�õ�ó�ì�í

���u���]�o�W���]�v�(�}�X�i�‰�›���l�r���]�}�X���}�u

Europe

���}�o�}�P�v���U���'���Œ�u���v�Ç
�d���o�W���=�ð�õ�r�î�î�í�r�õ�õ�ñ�ì�ì�ó�r�ñ�õ
�&���Æ�W���=�ð�õ�r�î�î�í�r�õ�õ�ñ�ì�ì�ó�ó�r�ñ�õ

���u���]�o�W���]�v�(�}�X���µ�›���l�r���]�}�X���}�u

North and South America

�'�o���v�À�]���Á�U���/�>�U���h�^��
�d���o�W���=�í�r�ô�ï�ï�r�ð�ñ�ó�r�î�ñ�î�î��
�&���Æ�W���=�í�r�ô�ð�ó�r�ñ�ñ�ò�r�õ�ó�ì�í 

���u���]�o�W���]�v�(�}�X�µ�•�›���l�r���]�}�X���}�u

China

�^�Z���v�P�Z���]�U�����Z�]�v��
�d���o�W���=�ô�ò�r�~�ì�•�î�í�r�ò�ï�õ�í�r�ò�í�í�í
�&���Æ�W���=�ô�ò�r�~�ì�•�î�í�r�ò�ï�õ�í�r�ò�ò�ô�ò

���u���]�o�W���]�v�(�}�X�i�‰�›���l�r���]�}�X���}�u

REQUEST A QUOTE >

�*�O�R�E�D�O���2�]�F�H�V

�2�X�U���(�[�S�H�U�W�L�V�H�����<�R�X�U���&�R�Q�4�G�H�Q�F�H

�7�H�F�K�Q�L�F�D�O���6�X�S�S�R�U�W���1�H�W�Z�R�U�N
�����Œ���o�]�����o�����š�����Z�v�]�����o���•�µ�‰�‰�}�Œ�š���v���š�Á�}�Œ�l���]�•�����À���]�o�����o�� 
�š�Z�Œ�}�µ�P�Z�}�µ�š���E�}�Œ�š�Z�����v�����^�}�µ�š�Z�����u���Œ�]�����U�����µ�Œ�}�‰�������v�������•�]���X��

Warranty
�t�����}�+���Œ�����v�����Æ�š���v�������o�����í�r�Ç�����Œ���Á���Œ�Œ���v�š�Ç�U���•���Œ�À�]���������}�v�š�Œ�����š�•��
���v���������‰���Œ�•�}�v���o�]�Ì�������o���À���o���}�(���•���Œ�À�]�������(�}�Œ���‰�����������}�(���u�]�v�������v����
�Ÿ�u���o�Ç���•�µ�‰�‰�}�Œ�š���Á�Z���v���Ç�}�µ���v���������]�š�X

�7�H�F�K�Q�L�F�D�O���&�O�L�H�Q�W���6�H�U�Y�L�F�H�V
�d�����Z�v�]�����o�����o�]���v�š���^���Œ�À�]�����•���~�d���^�•�U���]�•���������µ�•�š�}�u���Œ�r�����v�š�Œ�]����
�]�v�š���Œ�(���������š�}���}�µ�Œ���‰�Œ�}���µ���š�����v�����•���]���v���������Æ�‰���Œ�š�•�X���K�µ�Œ��
�d���^���š�����u���Á�]�o�o���P�µ�]�������Ç�}�µ�Œ���‰�Œ�}�����•�•�����v�������v�P�]�v�����Œ�]�v�P��
�v�������•�����•���Ç�}�µ�Œ���‰���Œ�•�}�v���o���o�]���]�•�}�v���(�}�Œ���]�v�‹�µ�]�Œ�]���•�X��

���}�v�š�����š���µ�•���š�}���o�����Œ�v���u�}�Œ���������}�µ�š���Z�}�Á���d���^�������v���•�µ�‰�‰�}�Œ�š��
�Ç�}�µ�Œ���À�]�Œ�µ�•���.�o�š�Œ���Ÿ�}�v�����v�������}�Á�v�•�š�Œ�����u���‰�Œ�}�����•�•�]�v�P��
���‹�µ�]�‰�u���v�š���v�������•�X��

���•���Z�]���<���•���]�����]�}�‰�Œ�}�����•�•�����u���Œ�]�����U���/�v���X 
�d�����Z�v�]�����o�����o�]���v�š���^���Œ�À�]�����• 
�=�í���ô�ï�ï�s�,�>�W�s���<�������ˆ�ð�ñ�ó�s�î�ñ�î�î�‰
�d���^�X�•�µ�‰�‰�}�Œ�š�›���l�r���]�}�X���}�u
�Á�Á�Á�X���l�r���]�}�X���}�u

���Æ���u�‰�o���•���}�(�����}�u�u�}�v���‰�]�ž���o�o�• �d�Z�������•���Z�]���<���•���]�����]�}�‰�Œ�}�����•�•���^�}�o�µ�Ÿ�}�v

�&�o�µ���š�µ���Ÿ�v�P���‰�Œ���•�•�µ�Œ���•���}�(���]�v���}�u�]�v�P���t�&�/���(������ �&�}�Œ�Á���Œ�����‰�Œ���•�•�µ�Œ�����Œ���P�µ�o���Ÿ�}�v���À���o�À���•

�&�o�µ���š�µ���Ÿ�v�P���4�W�����}�Á�v�•�š�Œ�����u���}�(���/���&���^�Ç�•�š���u���~���µ�+���Œ��
�Z�}�o�����š���v�l���Z�������V�����}�Á�v�•�š�Œ�����u���.�o�š���Œ�•�U�����š���X�•

���v�•�µ�Œ�����������l�‰�Œ���•�•�µ�Œ�����Œ���P�µ�o���Ÿ�}�v���À���o�À�����]�•���µ�‰�•�š�Œ�����u���}�(�����]�À���Œ�š���À���o�À��

�^�]�Ì�����‰�µ�u�‰�•���(�}�Œ���š�Z�������]�•���Z���Œ�P�����‰�Œ���•�•�µ�Œ�������š���š�Z�������µ�+���Œ���Z�}�o�����‰�}�]�v�š�U 
not at the pump discharge

���Z���u�]�����o�����}�u�‰���Ÿ���]�o�]�š�Ç�����}�v�����Œ�v�•���Á�]�š�Z�����}�v�����v�š�Œ���š���• �W�}�o�Ç�u���Œ�]�����o�]�v���•�U���}�š�Z���Œ�����o�o�}�Ç�•���•�µ���Z�����•�����>�ò�y�E�U���,���•�š���o�o�}�Ç

�&�o�µ���š�µ���Ÿ�v�P���š���u�‰���Œ���š�µ�Œ���• �^�Z���o�o�r���v���r�š�µ�����U���š�µ�����r�]�v�r�š�µ�����U���}�Œ���h�r�š�µ�������Z�����š�����Æ���Z���v�P���Œ�•

Aftermarket Services

�t�]�š�Z���������‰�����Æ�‰���Œ�]���v�������]�v�•�š���o�o�]�v�P�����v�����]�v�š���P�Œ���Ÿ�v�P���]�v�o�]�v�������µ�+���Œ���(�}�Œ�u�µ�o���Ÿ�}�v���•�Ç�•�š���u�•���]�v���v�µ�u���Œ�}�µ�•���(�����]�o�]�Ÿ���•�����Œ�}�µ�v����
�š�Z�����P�o�}�����U���}�µ�Œ�����v�P�]�v�����Œ�•�����Œ�]�v�P�������Á�����o�š�Z���}�(���l�v�}�Á�o�����P�����š�}�����v�•�µ�Œ�����š�Z���š���Ç�}�µ�Œ���]�u�‰�o���u���v�š���Ÿ�}�v���]�•���š�Œ�}�µ���o���r�(�Œ�����X

UME1I01-1.0


